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Este manual de marca corporativa cumple el rol especifico de definir cada una
de las condiciones de uso de la marca del Centro Tecnolégico Ucampus de

la Universidad de Chile con el fin de facilitar una correcta aplicacién de los
signos basicos de identidad de la marca en lo que se refiere a colores,
disposicion, tipografia y diferentes versiones segln su uso.
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- Configuracion de logotipo corporativo
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Logotipo principal compuesto de
2 colores con escudo Universidad de Chile
Medidas base para su composicion.

134 px
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- Area fronteriza minima

= | >campu

e CENTRO TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CH]

Grilla de configuracion grafica con marco delimitador de usabilidad de espacio, las lineas
verdes demarcan las fronteras de no intervencion grafica con respecto a la marca.
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Aplicacion de marco delimitador de usabilidad de
Cqmpus espacio con ejemplos concretos de co-branding.



- Variaciones de color
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Locampus

CENTRO TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

C:82% M:27% Y:43% K:11%
R:12 G:129 B:135

Hex: #0c8187

PANTONE 2237 C

C:51% M:40% Y:39% K:21%
R:124 G:125 B:126

Hex: #/c/d7/e

PANTONE Cool Gray 9 C

C:56% M:45% Y:44% K:31%
R:103 G:104 B:104

Hex: #6/6868

PANTONE 424 C
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- Colores secundarios

C:88% M:27% Y:53% K:34%
R:3 G:94 B:94
Hex: #035eb5e

C:100% M:76% Y:47% K:50%
R:0 G:45 B:68
Hex: #002d44

C:77% M:3% Y:54% K:0%
R:0 G:169 B:142
Hex: #00a98e

C:91% M:58% Y:0% K:0%
R:0 G:98 B:174
Hex: #0062ae

C:84% M:30% Y:58% K:17%
R:24 G:119 B:10/
Hex: #18776b

C:55% M:36% Y:6% K:0%
R:129 G:152 B:198
Hex: #8198c6

C:69% M:7% Y:38% K:0%
R:74 G:175 B:169 ‘
Hex: #4aafa?
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- Tamanos logotipo

A bcampus
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}pr

90 px

El logotipo de 30 px es el tamano mas
pegueno en términos de usabilidad de
marca. )
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- Tipografia principal corporativa

Lato light

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
acbdefghijklmn
opgrstuvwxyz
1234567890
1"-$%8&/()=2:"""C

>campus

Lato regular

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
acbdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
"$%&/()=2:2*"C_:;

Lato black

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
acbdefghijkimn
opgrstuvwxyz
1234567890
1"$%8&/()=2¢"""C_;
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- Prohibiciones de uso
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No esta permitido distorcionar, cambiar de orden los elementos que componen el logotipo,

Locampus

CENTRO TEC E LA UNIVERSIDAD DE CHILE
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< ycampus

CENTRO TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

CENTRO TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

variacion de colores o cualquier uso que dificulte su correcta lectura.
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Aplicaciones

PPT

& [ocampus

Word

Invitacion

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Utwisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerc tation
ullamcorper suscipit lobortis sl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi,

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

RRSS

Ucampus en terreno: una visita
para apoyar el crecimiento,
de la Universidad de Aysén

> campus

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim c velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla

& [>compus

[>campus

En 2022 se realizaron

36.714.122 descargas de

archivos compartidos en
nuestras comunidades f ¢

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh  euismod
tincidunt ut laoreet dolor

aliquam erat volutpat. Ut

ad minim c velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu

it nulla Q

o camous
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